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A beleza natural restaurada  
em uma única sessão

  LiSi Block
Dessilicato de lítio totalmente cristalizado



A beleza natural restaurada  
em uma única sessão
Initial LiSi Block: novo bloco de dissilicato de lítio para
aplicar em uma única sessão
O Initial LiSi Block é um bloco de dissilicato de lítio totalmente cristalizado que proporciona propriedades
físicas ideais sem cozedura. Este bloco unico conta com a tecnologia HDM (Micronização de Alta Densidade)
exclusiva da GC para a odontologia CAD/CAM, oferece uma elevada resistência ao desgaste, margens lisas
e resultados finais estéticos. Isto torna-o numa solução ideal e economizadora de tempo, para tratamentos
com uma única consulta.

• Poupança de tempo, uma 
vez que não é necessária 
cozedura

• Dessilicato de lítio 
totalmente cristalizado

• Margens duráveis, 
estéticas e precisas

• Opalescência natural

Fonte: GC R&D, Japão, Dados em arquivo. *Em condições de teste com base nas Instruções de Utilização.

Só Precisa de Fresar, Polir e Aplicar
Initial LiSi Block pode reduzir drasticamente o tempo de processamento: não é necessário cozer, vitrificar,
caracterizar e arrefecer. Isto permite poupar, até 40% do tempo* necessário para criar as suas restaurações,
reduzindo também o tempo no consultório para si e para o seu paciente. Só precisa de fresar, polir e aplicar!

“Mesmo que adore caracterizar o Initial LiSi Block, é perfeito  
para polir com apenas alguns passos e em 5 minutos no máximo.  
Por isso, é uma solução real e rápida numa consulta..”
Dr. Andreas Kurbad, Alemanha

“O polimento de Initial LiSi Block é fácil e pode ser feito em menos 
de 2 minutos, com um acabamento final da superfície de elevada 
qualidade e um aspeto estético. A poupança de tempo em comparação 
com uma cozedura de vitrificação é particularmente interessante.” 
Dr. Christian Moussally, França
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• Resistência otimizada à abrasão e aos ácidos para ajudar a preservar a estética das suas restaurações ao longo do tempo.
• Excelente estabilidade das arestas para margens lisas.

Margens mais precisas
Sendo totalmente cristalizado antes de fresar, o Initial LiSi Block pode ser fresado diretamente com margens
lisas e precisas. Tambem, pode ser cozido após a maquilhagem e manter uma excelente precisão marginal.
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Fonte: GC R&D, Japão, Dados em arquivo

Opalescência natural
Initial LiSi Block està disponivel em alta translucidez (HT) e baixa 
translucidez (LT) e oferece uma opalescência natural debaixo de 
qualquer fonte de luz. 

Escolha o seu procedimento
de acabamento preferido
Um brilho superior pode se obter em poucos minutos com um polido, e a restauração fica pronta para 
cimentação. Para casos esteticamente sofisticados, podem ser obtidos resultados notáveis com GC Initial 
Lustre Pastes ONE e Initial Spectrum Stains da GC.**

Restauração Initial LiSi Block sob luz direta e
indireta.
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** Temperaturas mais elevadas do que as instruções de cozedura podem resultar numa alteração da cor da sua restauração (valor mais elevado).

Estética durável e margens lisas
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Orientações de preparo

Inlays / Onlays
• Ângulo da parede da cavidade: 6° com eixo longo
• Preparo do ombro

Coroas
• Ângulo da parede: conicidade de 6~10°
• Preparo do chanfro profundo ou redondeado

Recomendação de cimento
É recomendado uma cimentação adesiva para Initial
LiSi Block. Pode usar tanto G-CEM ONE como o
G-CEM LinkForce da GC podem ser utilizados para
qualquer tipo de indicação com Initial LiSi Block.

A funcionalidade junta-se à estética
«Estou muito entusiasmado com
a opalescência natural e a 
correspondência de cores da versão 
HT dos blocos Initial LiSi.»
MDT Christian Hannker, Alemanha

«Adoro a opalescência do Initial
LiSi Block e, consequentemente,
a estabilidade da cor e a 
correspondência perfeita.»
Dr. Christian Lampson, Alemanha

Cortesia doMDT Christian Hannker & Dr. Christian Lampson, Alemanha

Cortesia do MDT Marco Muttone, Dr. Alessandro Iorio, Italia
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Tecnologia HDM para odontologia 
CAD/CAM

Em 2016, com a Initial LiSi Press, a GC introduziu a tecnologia HDM
(Micronização de Alta Densidade), que utiliza microcristais de dissilicato
de lítio dispersos de forma uniforme para encher toda a matriz de vidro,
em vez de utilizar cristais tradicionais de tamanhos maiores. A eficácia
clínica desta tecnologia foi comprovada após 5 anos de serviço clínico1).

Para oferecer soluções rápidas para 
odontologia em uma consulta,
a GC desenvolveu ainda mais a 

tecnologia HDM para a odontologia CAD/CAM ao otimizar o tamanho 
do cristal e a rigidez da matriz de vidro. Graças a esta nova tecnologia, é 
possível obter boa eficiência de maquina, integridade marginal, polimento 
e resistência ao desgaste ao mesmo tempo. O resultado é um bloco forte 
e fácil de fresar que oferece a mesma resistência com ou sem cozedura.

Fonte: GC R&D, Japão, Dados em arquivo

Resistência à flexão biaxial (MPa)

Initial LiSi 
Block

(Polimento))

Bloco Initial
LiSi

(Maquilhado
e Vitrificado)

Dissilicato de lítio convencional
(IPS e.max CAD)

Tecnologia HDM para CAD/CAM
(Initial LiSi Block)

Fonte: GC R&D, Japão, Dados em arquivo

Maior rigidez da matriz de
vidro para elevada resistência
mecânica

Cristal mais pequeno para
fresado fácil e elevada resistência
ao desgaste

Fluxo de trabalho
Cortesia do Prof. Matteo Basso, Italia

Preparação Digitalização Design Fresagem

Polimento Condicionamento Cimento Resultado final

MATRIX STABILITY · C
RYSTAL SIZE · CRYSTAL SHAP

E 
· C

RY
ST

A
L 

DENSITY · 



Bleach

BL

 LiSi Block
Informação para pedidos

Ref. Cor
10004844  A1 HT
10004956 A2 HT
10004957 A3 HT
10037273 A3.5 HT
10004886 B1 HT
10004887 A1 LT
10004958 A2 LT
10004888 A3 LT
10037274 A3.5 LT
10004889 B1 LT
10037275 BL

Initial LiSi Block
CEREC Mandril, tamanho 14

Guia de cores

Produtos Relacionados

G-Multi PRIMER
Primer Universal

G-CEM ONE
Cimento 
de Resina 
Autoadesivo 
Universal

Initial IQ  
Lustre Pastes ONE
Maquilhagem para
cerâmica 
Tridimencional

1) Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of lithium disilicate partial crowns. Am J Dent. 33(6):291-295.

IPS e.max CAD and CEREC Tessera não são marcas registadas GC.
G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, Initial™ LiSi Press, Initial™ IQ Lustre Pastes ONE and Initial™ Spectrum Stains são marcas registadas GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office

Researchpark, 

Haasrode-Leuven 1240  

Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  

Tél. +32 16 74 10 00

Fax +32 16 40 48 32

info.gce@gc.dental

https://www.gc.dental/europe

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1°, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/pt-PT
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